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1. บทนำ (Introduction) 

     กระจกเป็นวัสดุที่นิยมนำมาใช้กับเทคโนโลยีการปลูกฟิล์มบาง ด้วยเหตุผลที่ว่าราคาไม่สูงมาก หาซื้อง่าย 
และเป็นวัสดุพ้ืนฐานที่มีอยู่แล้วในห้องทดลอง แต่เราไม่สามารถนำแผ่นกระจก (สไลด์) มาใช้งานได้โดยตรงโดย
ไม่ทำความสะอาด ดังนั้นจึงเป็นการศึกษาและปฏิบัติการทำความสะอาดกระจก (สไลด์) ก่อนการใช้งานกับ E-
beam evaporation เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเกาะกระจกของไอระเหยของ material 
 

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน (Methods) 

 การเตรียมกระจกสำหรับ E-beam Evaporation  

• ในกรณที่กระจกไม่สะอาด มีคราบ 
- ใช้น้ำยาล้างจานล้างคราบสกปรกบนกระจกออก โดยใช้ฟองน้ำขัด จากนั้นล้างฟองออกด้วยน้ำน้ำ 

Ro 

- นำกระจกที่ล้างคราบสกปรกแล้วจัดเรียงลงในบล็อกเทปล่อน แล้วนำไปจุ่มล้าง Acetone, IPA 

และ น้ำ RO ตามลำดับ ด้วยเครื่อง ultrasonic อย่างละ 5 นาที ดังแสดงในรูปที่ 1(ก) จากนั้น

นำไปทำความสะอาดด้วยกระบวนการทำความสะอาดกระจกด้วยกรดเป็นลำดับถัดไป 

• ในกรณีที่กระจกไม่มีคราบ 
- นำกระจกที่ต้องการทำความสะอาดใส่เข้ากับอุปกรณ์วางกระจก แสดงดังรูปที่ 1(ข) 
- เตรียมสารละลายสำหรับการทำความสะอาดกระจกด้วย DI แอมโมเนีย (NH4OH) และไฮโดรเจน

เปอรอ์อกไซด์ (H2O2) ในสัดส่วน 5:1:1 ตามลำดับ  

- นำน้ำ Ro ไปต้มโดยตั้งอุณหภูมิของ Hotplate ไว้ที่ 300˚C ตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำด้วยเทอโม

มิเตอร์ โดยจะต้มน้ำให้มีอุณหภูมิ 80˚C จากนั้นปรับลดอุณหภูมิของ Hotplate ลงไปที่ 100˚C 

แสดงดังรูปที่ 1(ค) 

- จากเติม NH4OH และ H2O2 เติมลงในน้ำอุณหภูมิ  80˚C  ที่เตรียมไว้ แสดงดังรูปที่ 1(ง) 

- นำกระจกที่ล้างคราบสกปรกออกแล้วจุ่มลงในสารละลายที่เตรียมไว้ เพื่อต้มกรดเป็นเวลา 15 
นาท ี(ระหว่างต้มกระจกแนะนำให้ตั้งเตาอบไว้รอ โดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 200˚C) แสดงดังรูปที่ 1(จ) 

- เมื่อครบ 15 นาทีแล้ว นำกระจกไปจุ่มล้างด้วยน้ำ Ro ทั้งหมด 3 บีกเกอร์ โดยจุ่มล้างขึ้น-ลง บีก
เกอร์ละ 2-3 นาที 

- จากนั้นนำไปเป่าด้วยแก๊สไนโตรเจน โดยการเอียงกระจกประมาณ 45˚C เป่าจากบนลงล่างทั้ง 2 

ด้านให้แห้ง และนำไปอบในเตาที่อุณหภูมิ 200˚C ที่ตั้งไว้ แล้วตั้งเวลาการอบเป็น 30 นาท ี



รายงานเชิงเทคนิค ฝ่ายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
การทำความสะอาดกระจก (Glass Cleaning) 

ระบบลำเลียงแสงที่ 6aวันที่รายงาน 30 มีนาคม 2563 
หน้า 3/4 

- เมื่ออบเสร็จแล้วรอให้อุณหภูมิของเตาเย็นตัวลง และเก็บกระจกใส่ในกล่องเพ่ือนำไปใช้งานต่อไป 
 

  
                              (ก)                                                         (ข) 

  
                              (ค)                                                        (ง-1) 

  
                             (ง-2)                                                       (จ) 

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการทำความสะอาดกระจก 

3. ผลลัพธ์ (Outcomes) 

ได้กระจกที่พร้อมใช้งานกับ E-beam evaporation  ดังรูปที่ 2      

 

รูปที่ 2 แสดงกระจกที่พร้อมใช้งาน 
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4. สรุป (Summary) 

 ความสะอาดเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อยึดเกาะของสารหรือวัสดุบนพ้ืนผิวของวัสดุฐานรองรับ 
ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนการทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด และในทุกขั้นตอนของการเตรียมสารเคมี
และการทำความสะอาดกระจกจะต้องทำในตู้ดูดควัน (Hood) ด้วยความระมัดระวัง เพ่ือป้องกันอันตรายจากการ
ใช้สารเคมีที่เป็นกรดกัดกร่อนสูง และเป็นสารออกซิไดซ์รุนแรง ภายใต้อุณหภูมิสูง และในการทำความสะอาด
กระจกด้วยวิธีที่กล่าวมาข้างต้นพบว่ากระจกมีความสะอาดมากขึ้น และสามารถนำไปใช้งานได้ดี 

5. ข้อเสนอแนะ 

 - หลังจากล้างกระจกในน้ำบีเกอร์สุดท้ายแล้ว ควรเป่ากระจกด้วยแก๊สไนโตรเจนจนแห้งสนิท เพ่ือ
ไม่ให้เกิดคราบบนกระจก 
 - การนำกระจกเก็บในกล่อง ควรหงายกระจกด้านที่ใช้งานขึ้น  (ด้านที่จะ Evaporate) เพื่อป้องกัน
รอยขีดข่วนและรอยเปื้อนที่อาจเกิดกับกระจกท่ีทำความสะอาดแล้ว 
 - หลังจากข้ันตอนการอบเสร็จสิ้น ควรนำกระจกเก็บในตู้ดูดความชื้นในระหว่างรอใช้งาน 
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